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INTRODUCCION: En este trabajo se presentan plataformas transparentes y novedosas basadas en la combinacion de nanoparticulas de tipo

“upconverting” (UCNPs) de NaYF,: Er3*, Yb3* y peliculas delgadas mesoporosas de oxidos metalicos (MOTFs). Estas peliculas compuestas son capaces de
emitir luz visible al ser irradiadas en la region del infrarrojo cercano (NIR), es decir que conservan la capacidad de conversion ascendente caracteristica
de las UCNPs vy, a su vez, presentan la porosidad y accesibilidad de los MOTFs. Dicha emision es dependiente del medio en el que se encuentran las
particulas, particularmente de la temperatura?! por lo cual estos materiales compuestos fueron empleados como sensores de temperatura.
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Cobertura de las UCNPs con el film mesoporoso:
1) Spin coating de los soles precursores

2) Consolidacion térmica del film

3) Extraccion del surfactante en etanol absoluto

Esquema 1. Procedimiento para obtener los films de UCNPs@MOTFs.
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SINTESIS Y CARACTERIZACION ESTRUCTURAL: Las UCNP se obtuvieron por el método de termdlisis? y se depositaron en un sustrato de

vidrio por spin coating. Los MQOTFs (SiO,, TiO,, ZrO,) se prepararon por el método sol gel combinado con autoensamblado de un surfactante (Pluronic
F127), y fueron depositados por spin coating por encima de las UCNPs dando lugar a las plataformas finales (esquema 1).
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Figura 1. (A) Micrografia SEM del film UCNPs@mZrO,,.
(B) y (C) Reflectogramas de Rayos X a alta (90%) y baja humedad (5%), a partir de
los cuales se obtiene la porosidad accesible del sistema, indicada en el grafico.
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DEPENDENCIA DE LA INTENSIDAD

DEPENDENCIA DE LAS PROPIEDADES OPTICAS DE LOS FILMS CON

LA TEMPERATURA : Tanto la intensidad de emisién del film como los perfiles de

decaimiento de la emision ante la excitacion con un pulso laser se ven modificados por la
temperatura de los alrededores. Estos fendmenos pueden aprovecharse para utilizar los
films obtenidos como dispositivos para sensar la T.
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Conclusiones: Fue posible obtener materiales compuestos combinando UCNP y MOTFs. Los materiales obtenidos
presentan las propiedades de emision de las UCNP y la porosidad accesible y |la estabilidad mecanica de los MOTFs.
El empleo de las plataformas obtenidas como sensores de temperatura basados en medidas de intensidad y de
tiempos de decaimiento arrojo resultados prometedores, con proyecciones a futuro para su empleo para analisis
térmico de reacciones que tengan lugar en espacios confinados, como los poros del MOTF.
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